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@ Platten-, folien- oder bandférmiges Material aus mechanisch und elektrochemisch aufgerauhtem Aluminium, ein
Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung als Trager fiir Offsetdruckplatten.

@ Platten-, folien- oder bandférmiges Material aus mecha-
nisch und elektrochemisch aufgerauhtem Aluminium, ein
Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung als
Trager flr Offsetdruckplatten

Das platten-, folien- oder bandférmige Material aus
Aluminium oder seinen Legierungen hat eine ein- oder
beidseitig zuerst mechanisch und anschlieBend elektroche-
misch aufgerauhte Oberfléche mit folgenden Parametern:

a) 60 bis 90 % der Oberflache weisen eine Grundstruktur
auf, in der das arithmetische Mittel der Verteilung der
Durchmesser D, der Locher (2) im Bereich von 1 bis 5
um liegt,

b) 10 bis 40 % der Oberfldche weisen eine Uberlagerte
Struktur aus Erhebungen (1) einer mittieren Grundfla-
che F von 100 bis 1500 pm? aufweisen, in der das
arithmetische Mitte! der Verteilung der Durchmesser
D,, der Locher (3} im Bereich von 0,1 bis 1,0 pm liegt,

c) die Mittenrauhwerte R, der gesamten Oberfliche

betragen mindestens 0,6 pm, und

d) der Traganteil t,; der gesamten Oberfldche liegt bei
einer Schnittiefe von 0,125 um maximal bei 20 % und
bei einer Schnittiefe von 0,4 pm maximal bei 70 %.

In einem Verfahren zur Herstellung dieses Materials wird
dieses in den Kernstufen ein- oder beidseitig durch Drahtbiir-
stung mechanisch und danach elektrochemisch in einem
Salzsdure und/oder Salpetersidure enthaltenden Elektrolyten
aufgerauht. Das Material findet bevorzugte Verwendung als
Trégermaterial fiir eine strahlungsempfindliche Schicht tra-
gende Offsetdruckplatten.

FIG. 2
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Platten-, folien- oder bandftrmiges Material aus mecha-
nisch und elektrochemisch aufgerauhtem Aluminium, ein
Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung
als Tr&dger fir Offsetdruckplatten

Die Erfindung'betrifft ein plattén—, folien- oder band-
formiges Material aus Aluminium oder seinen lLegierungen
mit einer ein- oder beidseitig zuerst mechanisch und
anschlieBend elektrochemisch aufgéréuhten Oberfliche, ein
Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung als

Trdgermaterial bei der Herstellung von Offsetdruckplat-
ten.

Trdgermaterialien fiir Offsetdruckplatten werden entweder
vom Verbraucher direkt oder vom Hersteller vorbeschichte-
ter Druckplatten ein- oder beidseitig mit einer strah-
lungsempfindlichen Schicht (Reprodukionsschicht) verse-
hen, mit deren Hilfe ein druckendes Bild einer Vorlage
auf photomechanischem Wege erzeugt wird. Nach Herstel-
lung dieser Druckform aus der Druckplatte trdgt der
Schichttrdger die beim spdteren Drucken farbfiihrenden
Bildstellen und bildet zugleich an den beim spiteren
Drucken bildfreien Stellen (Nichtbildstellen) den hydro-
philen Bilduntergrund fiir den lithographischen Druckvor-
gang.

An einen Schichttridger fiir Reproduktionsschichten zum
Herstellen von Offsetdruckplatten sind deshalb folgende
Anforderungen zu stellen:
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- Die nach der Belichtung relativ 1l6slicher gewordenen
Teile der lichtempfindlichen Schicht miissen durch eine
Entwicklung leicht zur Erzeugung der hydrophilen Nicht-
bildstellen riickstandsfrei vom Triger zu entfernen
sein, ohne da8 der Entwickler dabei in grdB8erem AusmaB
das Trégefmaterial angreift.

— Der in den Nichtbildstellen freigelegte Trdger muB8 eine
groBe Affinitit zu Wasser besitzen, 4. h. stark hydro-
phil sein, um beim lithographischen Druckvorgang
schnell und dauerhaft Wasser aufzunehmen und gegeniiber

der fetten Druckfarbe ausreichend abstofend zu wirken.

— Die Haftung der lichtempfindlichen Schicht vor bzw. der
druckenden Teile der Schicht nach der Belichtung muB

in einem ausreichenden MaB gegeben sein.

Als Basismaterial fiir derartige Schichttrdger k®nnen
grundsdtzlich Aluminium-, Stahl-, Rupfer-, Messing- oder
Zink-, aber auch Runststoff-Folien oder Papier verwendet
werden. Diese Rohmaterialien werden durch geeignete Modi-
fizierungen wie z. B. K6rnung, Mattverchromung, ober-
flidchliche Oxidation und/oder Aufbringen einer %wischen-
schicht in Schichttridger fiir Offsetdruckplatten tiber-
fihrt. Aluminium, das heute wohl am hdufigsten verwende-
te Basismaterial fiir Offsetdruckplatten, wird nach be-
kannten Methoden durch Trockenbiirstung, NaBbilirstung,
Sandstrahlen, chemische und/oder elekitrochemische Behand-
lung oberflichlich aufgerauht. Zur Steigerung der Abrieb-

festigkeit kann das aufgerauhte Substrat noch einem Ano-
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disierungsschritt zum Aufbau einer diinnen Oxidschicht un-

terworfen werden.

An den strahlungsempfindlich beschichteten Druckplatten-
trdger werden noch zus&tzliche Anforderungen gestellt,
die teilweise mit den Anforderungen an das Tr&dgermaterial
selbst in Wechselwirkung stehen. Dazu zihlen beispiels-~
weise eine hohe Strahlungs(Licht)empfindlichkeit, gute
Entwickelbarkeit, deutliche Kontraste nach dem Belichten
und/oder Entwickeln, hohe Druckauflagen und eine mdg-
lichst vorlagengetreue Reproduktion; in zunehmendem MaBe
spielen, insbesondere bei Druckplatten mit positiv-arbei-
tenden strahlungsempfindlichen Schichten, auch ein mdg-
lichst unterstrahlungsfreies Verhalten der strahlungsemp-
findlichen Schicht beim Bestrahlen (Belichten) der Druck-~-
platte und eine gute (d. h. mit m8glichst wenig Wasser
und mit mdglichst groBer Schwankungstoleranz im Wasser-
bedarf wdhrend des Druckens) Wasserfiihrung der Druckfor-
men eine wichtige Rolle. Aus dem Stand der Technik sind
beispielsweise folgende Druckschriften bekannt, die L&-
sungsbeitrdge filir einzelne der Anforderungen liefern; da-
zu zdhlen einerseits ein Erzeugen von Erhebungen in oder
auf der strahlungsempfindlichen Schicht und andererseits
eine Kombination mehrerer Aufrauhstufen fir das Trdgerma-
terial.

In der DE-OS 25 12 043 (= US-PS 4 168 979) wird eine
strahlungsempfindliche Druckplatte beschrieben, die auf
der Oberfldche der strahlungsempfindlichen Schicht eine
‘matte Beschichtung aufweist, die bei der Entwicklung ent-
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fernt wird. Diese matte Schicht ist im allgemeinen eine
Bindemittelschicht (z. B. aus einem Celluloseether) mit
darin eindispergierten, mattierenden Teilchen wie solchen
aus Sioz, Zno, Tioz, ZrOs, Glas, A1203, Stdrke oder Poly-
meren. Eine derart aufgebaute Druckplatte soll eine Ver-
kiirzung der Zeitdauer bewirken, die fiir das Erreichen
eines mdglichst umfassenden und gleichmdBigen Kontakts
zwischen der Filmvorlage und der strahlungsempfindlichen
Schicht widhrend der Belichtungsstufe des Druckformher-

stellungsprozesses erforderlich ist.

Aus der DE-0S 29 26 236 (= ZA-PS 80/3523) ist ein strah-
lungsempfindliches Reproduktionsmaterial bekannt, das in
der positiv-arbeitenden strahlungsempfindlichen Schicht
Teilchen enthdlt, deren kleinste Abmessung mindestens so
gro wie die Dicke der Schicht selbst ist, wobei die Art
der Teilchen den in der vorher beschriebenen DE-0S quali-
tativ entspricht. Ein solches Material soll fiir alle An-
wendungen geeignet sein, bei denen positive Kontaktkopien
in einem Vakuumkopierrahmen erstellt werden miissen und
bei denen es auf hohe Bildaufldsung und getreue Wieder-
gabe der Vorlage ankommt; insbesondere soll es beim Ko-
pieren eine geringere Neigung zu Unterstrahlungen zeigen,
d. h. infolge eines &rtlich vergrBerten Abstands kdnnen
zwischen Vorlage und strazhlungsempfindlicher Schicht beim
Bestrahlen Unterstrahlungen (seitlicher und schriger
Strahlungseinfall) auftreten, die dann zur ungenauen Ab-

bildung von kleinen Bildelementen wie Rasterpunkten fiih-
ren.
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Das Aufbringen bzw. Einbringen von Teilchen mit einem
Bindemittel auf oder ohne spezielles Bindemittel in die
strahlungsempfindliche Schicht ist aber ein aufwendiger
und viel Sorgfalt erfordernder Verfahrensschritt, insbe-
sondere in modernen, kontinuierlich verlaufenden Be-
schichtungsanlagen. AuBerdem stellen die aufgebrachten
oder zugesetzten Teilchen beim Entwickeln der Schicht fiir
die Entwicklungsfliissigkeit und insbesondere auch die
automatisch arbeitenden Entwicklungsvorrichtungen eine
Art "FremdkSrper" dar, der beim Funktionsablauf Stdrungen
hervorrufen kann. Auf die Wasserfiihrung der Druckform
haben die Zusdtze dariiber hinaus keinen besonderen Ein-
flus.

Das Verfahren zur kontinuierlichen Erzeugung einer litho-
graphischen Oberfl&dche auf einem Metallband nach der DE-
PS 19 62 728 (= US-PS 3 691 030) durch nasses Schleifen
und elektrochemische Behandlung in einem Elektrolyten
verwendet beim Schleifen zum Ndssen den Elektrolyten und
fihrt die elektrochemische Behandlung im AnschluBf an das
Schleifen durch. Dabei kd&nnen sowohl das Schleifen als
auch die elektrochemische Behandlung jeweils eine auf-

rauhende Wirkung auf z. B. Aluminium ausiiben.

Das Verfahren zur Herstellung eines Tr&dgers flir lithogra-

phische Druckplatten gemdB der DE-0S 30 12 135 (= GB-0S
2 047 274) wird in mindestens drei Stufen durchgefiihrt,
wobei a) die Aluminiumplatte mechanisch aufgerauht wird,
b) von der aufgerauhten Oberfl&dche 5 bis 20 g/m2 abge-

tragen werden und c) eine elektrochemische Aufrauhung
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mit einem elektrischen Strom von alternierender Wellen-—
form in einer wdBrigen Sdureldsung durchgefithrt wird, und
dieser Strom bestimmte Parameter aufweisen muB. Nach der
elektrochemischen Aufrauhung k&nnen sich eine weitere ab-
tragende Behandlung und auch eine anodische Oxidation der -
aufgerauhten Oberfldche anschlieBen. Die Oberfldchentopo-
graphie des Trdgers muB so aussehen, daB die Oberfliche
in der Primdrstruktur gleichmiBige Hiigel zeigt, denen
eine Sekundirstruktur iberlagert ist, die Nadelldcher
zeigt, deren Jjeweilige halbierende Achse etwa senkrecht
zur Tangente an der HigelauB8enfldche steht. Die statisti-
sche Verteilung der Durchmesser der NadellScher ist etwa
so, daB 5 % der Ldcher einen Durchmesser Dg von maximal

3 an und 95 % der ILScher einen Durchmesser Dgg von maxi-
mal 7 ym haben, d. h. die Hauptmenge der IScher bewegt
sich im Bereich zwischen 3 und 7 ym, insbesondere zwi-
schen 5 und 7 um. Die Dichte der Nadelldcher liegt bei
etwa 106 bis 108 ISchern pro cm2. Es wird zwar erwdhnt,
daB in der mechanischen Aufrauhstufe - neben der bevor-
zugten und auch im einzigen Beispiel durchgefiihrten Me-
thode des Aufrauhens mit einer sich drehenden Nylonbiirste
unter Anwendung einer wdB8rigen Bimssteindispersion - auch
noch die Drahtblirstung oder die Kugelkdrnung der Oberfli-
che mdéglich sei, diese Aussage wird jedoch nicht weiter
spezifiziert. Der Mittenrauhwert R, des mechanisch.aufge-
rauhten Aluminiums betridgt vor der abtragenden Behand-
lungsstufe 0,4 bis 1,0 um.

In der JP-0S 123 204/78 (Anmeldenr. 38238/77, vertffent-
licht am 27. Oktober 1978) wird ebenfalls die Kombination
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einer mechanischen Aufrauhung durch Nylonblirsten und wif-
riger Bimssteindispersion und einer elektrochemischen
Aufrauhung flir Druckplattentrd@germaterialien aus Alumini-
um beschrieben. Eine abtragende Behandlung wird nach Be-
endigung beider Aufrauhstufen, aber nicht zwischen ihnen

durchgefiihrt.

Aus der GB-PS 1 582 620 ist die Kombination von a) mecha

nischer Aufrauhung von Druckplattentrdgermaterialien und

b) elektrochemischer Aufrauhung mit Wechselstrom in wis-
riger HCl und/oder HNO, enthaltender ISsung bekannt. Die
Topographie der Oberfliche wird nicht n3dher qualifiziert
oder quantifiziert. In den Beispielen wird ausschliep-
lich ein mechanisches Aufrauhen von Aluminium mit oszil-
lierenden Nylonblirsten unter Anwendung einer wdgSrigen,
Bimsstein und Quartz enthaltender Dispersion durchge-
fihrt; in der Beschreibung wird aber auch, jedoch ohne
ndihere Spezifizierung, das Drahtblirsten als Alternative
erwdhnt. Zwischen den beiden Aufrauhstufen wird die me-
chanisch aufgerauhte Aluminiumoberflidche chemisch gerei-
nigt.

Das Druckplaﬁtentrégermaterial aus Aluminium gemdB der
US-PS 2 344 510 wird zundchst mechanisch aufgerauht, ins-
besondere durch Drahtbiirstung, und anschliefend chemisch
oder elektrochemisch aufgerauht. Dabei soll sich das
feinere Aufrauhbild der chemischen oder elektrochemischen
Aufrauhung dem mittelfeinen Aufrauhbild der mechanischen
Aufrauhung itberlagern. Zwischen der mechanischen und der

bevorzugten elektrochemischen Aufrauhung wird eine Reini-
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gungsstufe eingeschaltet, die mit einer 5%igen widBrigen
NaOH-L3sung bei 95 °C durchgefiihrt wird. Der Aufrauhelek-
trolyt ist eine wdB8rige, NaCl und HC1l enthaltende Ldsung.
Nach der Aufrauhung kann das Material auch anodisch oxi-

diert werden.

In der US-PS 3 929 591 wird ein Druckplattentrigermate-
rial aus Aluminium beschrieben, das in drei Stufen er-—
-zeugt wird, ndmlich a) einer mechanischen Aufrauhung
unter Anwendung einer feuchten Teilchenmasse auf der Ba-
sis von Silikaten, Oxiden oder Sulfaten, b) einer elek-
trochemischen Aufrauhung mit Wechselstrom in einem wiR—
rigen, Phosphate oder HyPOy enthaltenden Elektrolyten,
und c¢) einer anodischen Oxidation mit Gleichstrom in
einem widBrigen, H,S0, enthaltenden Elektrolyten. Die
Stufe b) soll dabei zu einem erhdhten Reflektionsverhal-
ten der Oberfliche von mindestens 5 % fiihren. Die Topo-
graphie der Oberfliche wird nicht nidher qualifiziert oder
quantifiziert.

Die Rombination von mechanischer und elektrochemischer
Aufrauhung kann zwar zu einer Verbesserung der Wasser-
ftihrung beitragen, ein Einfluf auf ein mdglichst unter-
strahlungsfreies Verhalten von damit hergestellten strah-
lungsempfindlichen Druckplatten wird aber im Stand der
Technik an keiner Stelle erwdhnt oder nahegelegt. AuBer-
dem zeigen die weiter unten beschriebenen Vergleichsver-
suche, daB keineswegs jeder mechanisch aufgerauhte - auch
nicht jeder drahtgeblirstete - Druckplattentrdger aus Alu-
minium nach der elektrochemischen Aufrauhung und gegebe-
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nenfalls anodischen Oxidation der Oberfldche geeignet
ist, einerseits eine gute Wasserfilhrung und andererseits
eine zumindest reduzierte Unterstrahlungsneigung beim
Drucken mit diesen Druckformen bzw. beim Herstellen der-

Druckformen zu bewirken.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Maﬁerial
aus Aluminium vorzuschlagen, mit dessen Hilfe es gelingt,
strahlungsempfindliche Schichten aufweisende Offsetdruck-
platten herzustellen, die beim Bestrahlungsvorgang im
Kopierrahmen eine mdglichst geringe bis keine Unterstrah-
lungsneigung zeigen und auBerdem beim Drucken von aus den
Platten hergestellten Druckformen eine gute Wasserfiihrung

aufweisen.

Die Erfindung geht aus von einem platten-, folien- oder
bandférmigen Material aus Aluminium oder seinen legierun-
gen mit einer ein- oder beidseitig zuerst mechanisch und
anschlieBend elektrochemisch aufgerauhten Oberfldche.

bas erfindungsgemidfe Material ist dann dadurch gekenn-
zeichnet, daB

a) 60 bis 90 % der Oberflidche eine Grundstruktur aufwei-
sen, in der das arithmetische Mittel der Verteilung
der Lochdurchmesser D,y im Bereich von 1 bis 5 um

liegt,

b) 10 bis 40 ¢ der Oberflidche eine iberlagerte Struktur
aus Erhebungen einer mittleren Grundfldche F von 100
bis 1500 um2 aufweisen, in der das arithmetische Mit-
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tel der Verteilung der Lochdurchmesser D, 9 im Bereich-
von 0,1 bis 1,0 im liegt,

c) die Mittenrauhwerte Ry der gesamten Oberfldche min-

destens 0,6 um betragen, und

d) der Traganteil tpmi der gesamten Oberfliche bei einer
Schnittiefe von §,125 ym maximal bei 20 ¢ und bei ei-

ner Schnittiefe von 0,4 ym maximal bei 70 % liegt.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform liegen die Parameter
a) Doy im Bereich von 2 bis 4 ym, b) D55 im Bereich wvon
0,3 bis 0,8 ym bei einer mittleren Grundfliche F von 200
bis 1200 umz, c) R, im Bereich von 0,8 bis 1,2 ym und d)
tpmi (0,125) maximal bei 15 % und tpmi (0,4) maximal bei
60 %. Einzelne dieser Parameter kdnnen bereits bei han-
delsiiblichen Tragermaterialien fiir Offsetdruckplatten in
den angegebenen Bereichen liegen, es ist jedoch bisher
kein Tr&germaterial gefunden worden, das in allen diesen
Parametern mit dem erfindungsgemdfen Material iiberein-
stimmt. Insbesondere gilt dies fiir die erfindungsgemis
beanspruchte "Doppelstruktur"” und ihre Auswirkungen auf
das Verhalten der Druckplatte bzw. Druckform. Die das er-
findungsgemdBe Material charakterisierenden Parameter
sind wie folgt definiert:

Die Aufrauhung der Oberfldche kann nach verschiedenen
Verfahren gemessen und analysiert werden. 2Zu den Stan- -
dardverfahren gehdren dabei die Betrachtung unter einem

Raster—-Elektronenmikroskop sowie Instrumentenmessungen
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wie beispielsweise mit einem RauhigkeitsmeBgerdt (Profi-
lometer), das eine lineare Strecke auf der Platte mit
einer hochempfindlichen Nadel abtastet.

Die Durchmesser der durch das Aufrauvhen entstandenen I&5-
cher bzw. die Grundfldche der Erhebungen werden anhand
von Fotos ermittelt, die beispielsweise mit 240-, 1200-
oder 6000facher VergrdBerung durch ein Raster—Elektro—
nenmikroskop mit SChrég zur Aluminiumoberfl&dche einfal-
lendem Elektronenstrahl aufgenommen werden. Flir jede Pro-
be wird eine reprdsentative Fldche mit mindestens 1000 .
Lochern fiir die Messung ausgewahlt. Der Durchmesser jedes
Loches wird in der Ebene der Oberfldche sowohl parallel
als auch senkrecht zur Walzachse bzw. Bandrichtung des
Aluminiums gemessen. Die arithmetischen Mittel der Durch-
messer in paralleler und senkrechter Richtung werden ge-
trennt berechnet. Das arithmetische Mittel D, der Ver-
teilung der Lochdurchmesser errechnet sich aus den arith-
metischen Mitteln der Lochdurchmesser in paralleler und
senkrechter Richtung. D4y ist das arithmetische Mittel
der Verteilung der Lochdurchmesser in der Grundstruktur,
Dayo entsprechend in der iberlagerten Struktur. Aus die—
sen reprdsentativen Fl&chenschnitten werden auch die pro-
zentualen Anteile der Grundstruktur und der iberlagerten

Struktur aus den Erhebungen der gesamten Oberfldche er-
mittelt.

Die Oberfldchenrauhigkeit (siehe beispielsweise DIN 4768
in der Fassung vom Oktober 1970 bzw. DIN 4762 in der Fas-
sung vom Mai 1978) wird mit einem RauhigkeitsmeBgerdt
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(Profilometer, Téstschnittgerat mit elektrischer tbertra-
gung) Uber eine représentative MeBstrecke von mindestens
2 mm sowohl parallel als auch senkrecht zur Walzachse ge-
messen. Die Mittenrauhwerte werden aus den beiden Messun-
gen als das arithmetische Mittel des absoluten Abstandes
aller Punkte auf der Oberfldche des Rauheitsprofils von
der Mittellinie des Profils getrennt ermittelt und berech-
net. Der Mittenrauhwert R, ist dann der Durchschnittswert
der Mittenrauhwerte in paralleler und senkrechter Rich-
tung. Der Traganteil tpmi ist das Verhdltnis von tragen-
der Linge des Rauheitsprofils zur MeB8strecke des Rauheits-
profils in der Jjeweils gewdhlten Schnittiefe von 0,125 um
bzw. 0,4 ym in %, d. h. im vorliegenden Fall ist damit
tpmi (0,125) kleiner als tpmi (0,4); der Traganteil tpmi
ist ebenfalls der Durchschnittswert der Traganteile in
paralleler und senkrechter Richtung; als Rauheitsprofil
wird die Differenz =zwischen dem ertasteten Profil und der
Hiillinie (iber die Profilspitzen gelegte Bahn des Mittel-
punktes einer iber das Profil rollenden Kugel, die in
einem Tastschnittgerdt im allgemeinen elektronisch gebil-
det wird) angesehen; die Schnittiefe gibt an, in welchem
Abstand von der Hillinie der Traganteil ermittelt wird.
Eine aus den Traganteilen aufgestellte Kurve {(Traganteil-
kurve, Abbott-Kurve) kann beispielsweise Aufschluf8 iber
das Gebrauchsverhalten geben, zu hohe, d. h. itber den be-
anspruchten Werten liegende Traganteile fiihren im vorlie-
genden Anwendungsgebiet zu weniger geeigneten Materia-
lien. Die Traganteilkurve beriicksichtigt nicht nur die

Profiltiefen, sondern auch die Profilformen.
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Als die Erfindung charakterisierende Parameter werden
also die Lochdurchmesser. und ihre GrdBenverteilung in
der Grundstruktur und der iberlagerten Struktur aus FEr-
hebungen, die mittlere Grundfl&che der Erhebungen, die
prozentualen Anteile der Grundstruktur und der iberla-
gerten Struktur an der gesamten aufgerauhten Oberflé&che,
und die Oberfl&dchenrauhigkeit, charakterisiert durch

die Mittenrauhwerte und den Traganteil, festgelegt.

Zu den geeigneten Grundmaterialien fiir das erfindungsge-
méBe Material zdhlen solche aus Aluminium oder einer .
seiner Legierungen, die beispielsweise einen Gehalt von
mehr als 98,5 Gew.-% an Al und Anteile an S5i, Fe, Ti, Cu
und Zn aufweisen. Das Grundmaterial wird, gegebenenfalls
nach einer Vorreinigung, ein- oder beidseitig zuerst me-
chanisch und anschlieBend elektrochemisch aufgerauht,
wobei grundsdtzlich jede Art von mechanischer und elek-
trochemischer Aufrauhung geeignet ist, deren Kombination
die erfindungsgemdBe "Doppelstruktur” ergibt. Zu den
mechanischen Aufrauhverfahren kdnnen beispielsweise ne-
ben der Drahtblirstung auch eine Bﬁrstung mit sich dre-
henden, Kunststoffborsten aufweisenden Blirsten unter
Anwendung von waBrigen Schleifmittelsuspensionen ge—-
z&dhlt werden. Die elektrochemische Aufrauhstufe wird im
allgemeinen in wdBrigen Sduren als Elektrolyten durchge-
fiihrt, aber auch neutrale oder saure wdBRrige Salzldsun-
gen kénnen eingesetzt werden, die jeweils auch Zusitze
mit Korrosionsinhibitoren enthalten kdnnen. Nach der
Durchfithrung der mechanischen Aufrauhung sollte der
Mittenrauhwert R, nicht unter 0,5 um liegen und der
Traganteil tpmi (0,125) nicht iiber 20 %.
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Zur Herstellung der erfindungsgemdBen Materialien wird
insbesondere ein Verfahren eingesetzt, bei dem das
Grundmaterial, gegebenenfalls nach einer Vorreinigung,
ein- oder beidseitig durch Drahtblirstung mechanisch
aufgerauht, und danach, gegebenenfalls nach einer ab-
tragenden Zwischenbehandlung in einer alkalischen oder
sauren wdBrigen Idsung, elektrochemisch in einem Salz-
sdure und/oder Salpetersdure enthaltenden Elektrolyten
unter Anwendung von Wechselstrom aufgerauht wifd. Die
Vorreinigung umfaBt beispielsweise die Behandlung mit
wiBriger NaOH-LOsung mit oder ohne Entfettungsmittel
und/oder Komplexbildnern, Trichlorethylen, Aceton, Me-
thanol oder anderen handelsiiblichen sogenannten Alumi-
niumbeizen. Die Drahtbiirstung wird seit Jahren auf dem
relevanten Gebiet eingesetzt und bedarf keiner n#heren
Erlduterung. Die abtragende Zwischenbehandlung, die ge-
gebenenfalls auch elektrochemisch erfolgen kann, wird
im allgemeinen mit einer widBrigen Alkalihydroxidl&sung
bzw. der wdBrigen L8sung eines alkalisch reagierenden
Salzes oder einer wiBrigen Sdureldsung auf der Basis von
HNO5, H,SO, oder H3PO,, bevorzugt bis zu einer Abtrags-
menge von 5 g/mz, durchgefihrt.

Die elektrochemisch Aufrauhung wird ebenfalls - fiir sich
genommen — seit Jahren in der Praxis angewendet. Dem
wdBrigen Elektrolyten, bevorzugt auf der Basis von wag-
rigen HCl1 und/oder HNO; enthaltenden L&sungen, kdnnen
korrosionsinhibierende oder sonstige Zus&dtze wie H,S0,,
H202, HaPOy s H,CrOy4» H3BO3, Gluconsdure, Amine, Diamine,
Tenside oder aromatische Aldehyde zugesetzt werden.
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Im allgemeinen liegen die Verfahrensparameter in der Auf-
rauhstufe, insbesondere bei kontinuierlicher Verfahrens-
fiihrung, in folgenden Bereichen: die Temperatur des
Elektrolyten zwischen 20 und 60°C, die Wirkstoff-(Sdu-
re-, Salz-)Konzentration zwischen 2 und 100 g/l (bei
Salzen auch hdher), die Stromdichte zwischen 25 und 250
A/dmz, die Verweilzeit zwischen 3 und 100 sec und die
Elektrolytstromungsgeschwindigkeit in kontinuierlichen
Verfahren an der Oberfldche des zu behandelnden Werk-

stlicks zwischen 5 und 100 cm/sec; als Stromart wird

.meistens Wechselstrom eingesetzt, es sind jedoch auch

modifizierte Stromarten wie Wechselstrom mit unter-
schiedlichen Amplituden der Stromstdrke fiir den Anoden-
und Kathodenstrom mdglich. Bei dieser Verfahrensfiihrung
mit vorhergehender Drahtblirstung f&llt die Vefteilung
der LochgrdRen im allgemeinen gleichmdBiger aus als bei
Verfahren ohne vorheriges mechanisches Aufrauhen. Diese
Stufe wird so ausgefiihrt, daB die grundsdtzliche Topo-
graphie der mechanisch aufgerauhten Oberfl&che, charak-
terisiert durch den Mittenrauhwert und den Traganteil,
sich nur relativ wenig verdndert, aber sich eine mdg-
lichst geschlossene Lochstruktur, verursacht durch die
elektrochemisch Aufrauhung, zusdtzlich ausbildet,so daB
das &duBere Erscheinungsbild eine Grundstruktur £ir 60
bis 90 % der Oberfldche mit der oben angegebenen Loch-
durchmesser-Verteilung und eine als iUberlagerte Struktur
aus Erhebungen erscheinende Struktur flr 10 bis 40 % der
Oberfliche zeigt. Die Haufigkeit der Erhebungen liegt im
Mittel beil etwa 200 bis 500, insbesondere 250 bis 450,

Pro mm2, sie kann jedoch auch noch nach oben und unten
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variieren. Der elektrochemischen Aufrauhung kann noch
zusdtzlich eine abtragende Behandlung mit einer der beil
der Zwischenbehandlung angegebenen Idsungen nachgeschal-
tet werden, wobei insbesondere maximal 2 g/mz'abgetragen
werden,

Nach dem Aufrauhverfahren schlieBt sich dann in der Re-
gel in einer weiteren Verfahrensstufe eine anodische
Oxidation des Aluminiums an, um beispielsweise die Ab-
rieb~ und die Haftungseigenschaften der Oberfldche des
Trigermaterials zu verbessern. Zur anodischen Oxidation
kdnnen die itblichen Elektrolyte wie HZSO4, H3POy »
H2C204, Amidosulfonsdure, Sulfobernsteinsiure, Sulfo-
salicylsdure oder deren Mischungen eingesetzt werden. Es
wird beispielsweise auf folgende Standardmethoden flr
den Einsatz von H,S0, enthaltenden widBrigen Elektrolyten
fiir die anodische Oxidation von Aluminium hingewiesen
(s. dazu z. B. M. Schenk, Werkstoff Aluminium und seine
anodische Oxydation, Francke Verlag - Bern, 1948, Seite
760; Praktische Galvanotechnik, Eugen G. Ieuze Verlag -
Saulgau, 1970, Seite 395 £f und Seiten 518/519; W. Hiib-
ner und C. T. Speiser, Die Praxis der anodischen Oxida-
tion des Aluminiums, Aluminium Verlag - Disseldorf,
1977, 3. Auflage, Seiten 137 £ff):

- Das Gleichstrom-Schwefelsdure-Verfahren, bei dem in
einem wiBrigen Elektrolyten aus iiblicherweise ca.
230 g H,50, pro 1 1 I¥sung bei 10° bis 22°C und ei~-
ner Stromdichte von 0,5 bis 2,5 A/dm2 wihrend 10
bis 60 min anodisch oxidiert wird. Die Schwefelsdure-
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1

konzentration in der wiBrigen Elektrolytl&sung kann
dabei auch bis auf 8 bis 10 Gew.-% H,50, (ca. 100 g
H2504/l) verringert oder auch auf 30 Gew.-% (365 g

H2804/l) und mehr erhdht werden.

- Die "Hartanodisierung" wird mit einem widBrigen,

H,50,4 enthaltenden Elektrolyten einer Konzentration

von 166 g H2804/l (oder ca. 230 g H2804/l) bei einer

Betriebstemperatur von 0° bis 5°C, bei einer Strom-
dichte von 2 bis 3 A/dmz, einer steigenden Spannung
von etwa 25 bis 30 V zu Beginn und etwa 40 bis 100 V
gegen Ende der Behandlung und wéhrend 30 bis 200 min
durchgefiihrt.

Neben den im vorhergehenden Absatz bereits genannten Ver-
fahren zur anodischen Oxidation von Aluminium kdnnen bei-
spielsweise noch die folgenden Verfahren zum Einsatz kom-
men: die anodische Oxidation von Aluminium in einem wig-
rigen H,S50, enthaltenden Elektrolyten, dessen al3*-Ionen-
gehalt auf Werte von mehr als 12 g/l eingestellt wird
{nach der DE-0S 28 11 396 = US-PS 4 211 619), in einem
widBrigen, H,50, und H3PO, enthaltenden Elektrolyten (nach
der DE-OS 27 07 810 = US-PS 4 049 504) oder in einem wiaB-
rigen H,S0,, H3PO, und Al3*-Ionen enthaltenden Elektro-
lyten (nach der DE-0S 28 36 803 = US-PS 4 229 266). Zur
anodischen Oxidation wird bevorzugt Gleichstrom verwen-
det, es kann jedoch auch Wechselstrom oder eine Kombina-
tion dieser Stromarten (z. B. Gleichstrom mit iiberlager-
tem Wechselstrom) eingesetzt werden; der Elektrolyt ist
insbesondere eine H2804 und/oder H3PO4 enthaltende win-
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rige LOsung. Die Schichtgewichte an Aluminiumoxid bewe-
gen sich im Bereich von 0,5 bis 10 g/m2, entsprechend
einer Schichtdicke von etwa 0,15 bis 3,0 um.

Der Stufe einer anodischen Oxidation des Druckplatten-
Tridgermaterials aus Aluminium kdnnen auch eine oder
mehrere Nachbehandlungsstufen nachgestellt werden. Dabei

wird unter Nachbehandeln insbesondere eine hydrophi-

- lierende chemische oder elektrochemische Behandlung der

Aluminiumoxidschicht verstanden, beispielsweise eine

_ Tauchbehandlung des Materials in einer wdBrigen Poly-

vinylphosphonsdure-L&sung nach der DE-PS 16 21 478

= GB-PS 1 230 447), eine Tauchbehandlung in einer
wdBrigen Alkalisilikat-LSsung nach der DE-AS 14 71 707

(= US-PS 3 181 461) oder eine elektrochemische Behandlung
(Anodisierung) in einer wdBrigen Alkalisilikat-ILSsung
nach der DE-0S 25 32 769 (= US-PS 3 902 976). Diese Nach-
behandlungsstufen dienen insbesondere dazu, die bereits
fiir viele Anwendungsgebiete ausreichende Hydrophilie der
Aluminiumoxidschicht noch zusitzlich zu steigern, wobei
die tbrigen bekannten Eigenschaften dieser Schicht min-
destens erhalten bleiben.

Die erfindungsgemdfen Materialien werden insbesondere

~ als Trager fiir Offsetdruckplatten verwendet, 4. h. es

wird entweder beim Hersteller von vorsensibilisierten
Druckplatten oder direkt vom Verbraucher eine strah-
lungsempfindliche Beschichtung ein- oder beidseitig
auf das Trédgermaterial aufgebracht. Als strahlungs-
{licht)empfindliche Schichten sind grunds&dtzlich alle
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Schichten geeignet, die nach dem Bestrahlen (Belichten),
gegebenenfalls mit einer nachfolgenden Entwicklung und/
oder Fixierung eine bildmdBige Flidche liefern, von der

gedruckt werden kann.

Neben den auf vielen Gebieten verwendeten Silberhaloge-
nide enthaltenden Schichten sind auch verschiedene andere
bekannt, wie sie z. B. in "Light-Sensitive Systems" von
Jaromir Kosar, John Wiley & Sons Verlag, New York 1965
beschrieben werden: dié Chromate und Dichromate enthal-
tenden Kolloidschichten (Kosar, Kapitel 2); die ungesit-
tigte Verbindungen enthaltenden Schichten, in denen diese
Verbindungen beim Belichten isomerisiert, umgelagert,
cyclisier£ oder vernetzt werden (Kosar, Kapitel 4); die
photopolymerisierbare Verbindungen enthaltenden Schich-
ten, in denen Monomere oder Pridpolymere gegebenenfalls
mittels eines Initiators beim Belichten polymerisieren
(Kosar, Kapitel 5); und die o-Diazo-chinone wie Naphtho-
chinondiazide, p-Diazo-~chinone oder Diazoniumsalz-Konden-
sate enthaltenden Schichten (Kosar, Kapitel.7). Zu den
geeigneten Schichten zdhlen auch die elektrophotogra-
phischen Schichten, d. h. solche die einen anorganischen
oder organischen Photoleiter enthalten. AuBer den licht-
empfindlichen Substanzen kénnen diese Schichten selbst-
verstidndlich noch andere Bestandteile wie z. B. Harze,
Farbstoffe oder Weichmacher enthalten. Insbesondere kdn-
nen die folgenden lichtempfindlichen Massen oder Verbin-
dungen bei der Beschichtung der nach dem erfindungsge-
médBen Verfahren hergestellten Tragermaterialien einge-
setzt werden:
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positiv-arbeitende, o~-Chinondiazide, insbesondere o-Naph-
thochinondiazide wie Naphthochinon-(1,2)-diazid-(2)-sul- !
fonsiureester oder —-amide, die nieder- oder hdhermoleku-
lar sein kdnnen, als lichtempfindliche Verbindung ent-
haltende Reproduktionsschichten, die beispielsweise in
den DE-PSen 854 890, 865 109, 879 203, 894 959, 938 233,
1 109 521, 1 144 705, 1 118 606, 1 120 273, 1 124 817
und 2 331 377 und den EP~-0Sen 0 021 428 und 0 055 814

beschrieben werden;

negativ-arbeitende Reproduktionsschichten mit Kondensa-
tionsprodukten aus aromatischen Diazoniumsalzen und Ver-
bindungen mit aktiven Carbonylgruppen, bevorzugt Konden-
sationsprodukte aus Diphenylamindiazoniumsalzen und Form—
aldehyd, die beispielsweise in den DE-PSen 596 731, :
1 138 399, 1 138 400, 1 138 401, 1 142 871, 1 154 123, %
den US-PSen 2 679 498 und 3 050 502 und der GB-PS

712 606 beschrieben werden;

negativ-arbeitende, Mischkondensationsprodukte aroma-
tischer Diazoniumverbindungen enthaltende Reproduktions-
schichten, beispielsweise nach der DE-0S 20 24 244, die
Produkte mit mindestens Jje einer Einheit aus a) einer
kondensationsfdhigen aromatischen Diazoniumsalzverbin-
dung und b) einer kondensationsfdhigen Verbindung wie
einem Phenolether oder einem aromatischen Thioether, ver-
bunden durch ein zweibindiges, von einer kondensations-—
fdhigen Carbonylverbindung abgeleitetes Zwischenglied wie
einer Methylengruppe aufweisen;
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positiv-arbeitende Schichten nach der DE-0OS 26 10 842,
der DE-PS 27 18 254 oder der DE-0S 29 28 636, die eine
bei Bestrahlung Sdure abspaltende Verbindung, eine mo-
nomere oder polymere Verbindung, die mindestens eine
durch Sdure abspaltbare C-0-C-Gruppe aufweist (z. B.
eine Orthocarbonsdureestergruppe oder eine Carbonsdure-

amidacetalgruppe) und gegebenenfalls ein Bindemittel
enthalten;

negativ-arbeitende Schichten aus photopolymerisierbaren

. Monomeren, Photoinitiatoren, Bindemitteln und gegebenen-

falls weiteren Zusdtzen; als Monomere werden dabei bei-
spielsweise Acryl- und Methacrylsiureester oder Umset-
zungsprodukte von Diisocyanaten mit Partialestern mehr-
wertiger Alkohole eingesetzt, wie es beispielsweise in
den US-PSen 2 760 863 und 3 060 023 und den DE-0Sen

20 64 079 und 23 61 041 beschrieben wird;

negativ-arbeitende Schichten gem&3 der DE-0S 30 36 077,
die als lichtempfindliche Verbindung ein Diazoniumsalz-
Polykondensationsprodukt oder eine organische Azidover-
bindung und als Bindemittel ein hochmolekulares Poly-
meres mit seitenstd@ndigen Alkenylsulfonyl- oder Cyclo-

alkenylsulfonylurethan-Gruppen enthalten.

Es kOnnen auch photohalbleitende Schichten, wie sie
z. B. in den DE-PSen 11 17 391, 15 22 497, 15 72 312,
23 22 046 und 23 22 047 beschrieben werden, auf die
erfindungsgemdB hergestellten Trdgermaterialien auf-
gebracht werden, wodurch hoch-lichtempfindliche, .
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elektrophotographisch-arbeitende Druckplatten entstehen.
Von den angegebenen Schichten sind die positiv-arbeiten-
den strahlungsempfindlichen Schichten bevorzugt.

Die aus den erfindungsgemidfen Tragermaterialien erhalte-
nen beschichteten Offsetdruckplatten werden in bekannter
Weise durch bildm&Biges Belichten oder Bestrahlen und
Auswaschen der Nichtbildbereiche mit einem Entwickler,
vorzugsweise einer wdfrigen Entwicklerldsung, in die ge-
wiinschte Druckform tberfiihrt.

Die erfindungsgemdfBen Materialien zeichnen sich dadurch
aus, daB nach Aufbringen einer strahlungsempfindlichen
Beschichtung ein Reproduktionsmaterial entsteht, das beim
Bestrahlungsvorgang im Kopierrahmen eine sehr geringe Un-
terstrahlung zeigt und auBerdem wahrend des Druckvorgangs
mit aus dem Reproduktionsmaterial hergestellten Druckfor-
men eine gute Wasserfiilhrung (gutes Wasserspeichervermdgen
und geringer Wasserbedarf, schnelles Freilaufen beim Druk-
ken) aufweist. Im idbrigen kann auch eine Vielzahl der ein-
gangs dargestellten Anforderungen an ein praxisgerechtes
Reproduktionsmaterial befriedigt werden, insbesondere
gilt dies fiir die Anforderungen an die Wechselwirkung
Trdgermaterial/strahlungsempfindliche Beschichtung, so

daB bei Einhalten der erfindungsgemifen Parameter ein
Praxisgerechtes Trigermaterial auch fiir hdchste Anspriiche
hergestellt werden kann, was zudem auch kontinuierlich in
modernen Bandbehandlungsanlagen mdglich ist. Zu den beson-
deren Vorteilen zihlt auch eine erhthte mechanische Be-
stédndigkeit des Materials, was sich beispielsweise durch
erhéhte Druckauflagen nachweisen 1&8t. '



6118740 -

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

10

15

20

25

30

- 23 -

In der anliegenden Zeichnung ist dargestellt in

Fig. 1 ein Ausschnitt aus der Oberfldche eines erfin-
dungsgemdfen Materials in Draufsicht in 2 ver-
schiedenen Mafstdben (la, 1lb),

Fig. 2 ein Ausschnitt aus der Oberfldche eines erfin-
dungsgemdfen Materials im Schnitt in HShe der
Linie I-I in Fig. 1,

Fig. 3 ein Ausschnitt aus der Oberflidche eines nur me-
chanisch aufgerauhten Materials aus dem Stand
der Technik im Schnitt senkrecht zur Grundfléche
des Materials und

Fig. 4 ein Ausschnitt aus der Oberfldche eines mecha-
nisch und elektrochemisch aufgerauhten Materials
aus dem Stand der Technik im Schnitt senkrecht

zur Grundflidche des Materials.

Die Fig. la und 1lb (etwa in 240- bzw. 1200facher Vergrd-
Berung), die nach Raster—-Elektronenmikroskop-Aufnahmen
angefertigt sind, zeigen die unterschiedlichen GrdBen-
ordnungen und die Verteilung der Locher 2 in der Grund-
struktur des Merkmals a) bzw. der Erhebungen 1 in der
tiberlagerten Struktur des Merkmals b); Fig. 2 stellt
einen nicht maBstabsgerechten Schnitt durch die Ober-
fliche dar, aus der zusdtzlich auch eine ungefdhre Groé-
Benrelation zwischen den IHSchern 3 in den Erhebungen 1
der iiberlagerten Struktur und den Ldchern 2 in der
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Grundstruktur zu ersehen ist. Die Fig. 3 und 4 wurden in
Anlehnung an die DE-OS 30 12 135 angefertigt und zeigen
in Fig. 3 die Primdrstruktur der Oberfliche mit gleich-
méBigen Hiigeln 4 und den Idchern 5 in diesen Hiigeln, wo-
bei die jeweilige halbierende Achse der IScher in etwa
senkrecht zur Grundflidche des Materials steht, und in
Fig. 4 die vergleichbare Primd3rstruktur der Oberfliche
mit gleichmdgigen Hiigeln 4 und den Ldchern 6, die als
Sekunddrstruktur die Primdrstruktur Uberlagern und deren
jeweilige halbierende Achse in etwa senkrecht zur Tan-
gente an der HigelauBenfl&che steht.

In den folgenden Beispielen beziehen sich - wenn nichts
anderes angegeben ist - Prozentangaben auf das Gewicht,
Gew.-Teile verhalten sich zu Vol.-Teilen wie kg zu dm3

Beispiel 1

Ein Aluminiumband wird einseitig kontinuierlich durch
Drahtblirstung mechanisch aufgerauht, wobei eine Oberflid-
che entsteht, deren Mittenrauhwert Ry = 0,90 ym und deren
Traganteil tpmi (Schnittiefe 0,125 uym) = 13 ¢ betrigt.
Das mechanisch aufgerauhte Band wird wihrend 3 sec in
einer 4%igen wiBrigen NaOH-Ldsung bei 70 °C so zwischen-
behandelt, daB etwa 3 g/m2 von der Oberfliche abgetragen
werden. Die elektrochemische Aufrauhung wird ebenfalls
kontinuierlich in einer 0,9%igen wiBRrigen HNO4-LSsung
mit einem Gehalt von 4 % an Al(NO;)3 bei 40 °C, einer
Verweilzeit von 10 sec und mit Wechselstrom einer Strom-
dichte von 170 A/dm2 durchgefiihrt. Der mechanisch und
elektrochemisch aufgerauhte Trdger zeigt folgende Para-
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meter: Dal = 2,8 um, Da2 = 0,8 um, Grundstruktur = 75 %,
iiberlagerte Struktur = 25 %, F = 500 umz, Ra=l,0 um,
tpmi (0,125) = 18 %, tpmi (0,4) = 67 3. Die sich an-
schlieBende anodische Oxidation erfolgt in 10%iger wig-
riger H3PO,-LOsung bei 60 °C mit Gleichstrom bis das
Oxidschichtgewicht etwa 0,6 g/m2 betrdgt. Ein derart
hergestelltes Trigermaterial wird in Platten'geschnit-
ten und eine dieser Platten mit einer negativ-arbeiten-
den strahlungsempfindlichen Schicht aus

100,0 Vol.-Teilen Ethylenglykolmonomethylether

50,0 Vol.-Teilen Tetrahydrofuran

0,4 Gew.-Teilen Kristallviolett

0,2 Gew.-Teilen 85%iger H3POy und

2,0 Gew.-Teilen eines Polykondensationsprodukts, her-
gestellt aus 1 Mol 3-Methoxy-diphenyl-
amin-4-diazoniumsulfat und 1 Mol 4,4'-
Bismethoxymethyl—-diphenylether in
85%iger H3PO, und isoliert als Mesi-
tylensul fonat

so beschichtet, daB das Schichtgewicht nach dem Trocknen
0,4 g/m2 betridgt. Nach der bildmd&Bigen Belichtung von
einer anspruchsvollen Vorlage wird mit einer LSsung
eines Gehalts an 89 Vol.-Teilen Wasser, 5 Gew.-Teilen
Natriumundecanoat, 3 Gew.-Teilen eines nichtionogenen
Tensids (Blockpolymerisat aus 80 % Propylen- und 20 $%
Ethylenoxid) und 3 Gew.-Teilen Tetranatriumdiphosphat
entwickelt. Die Bildwiedergabe beim Drucken ist ausge-
zeichnet, die Wasserfithrung gut, es kdnnen etwa 120.000

Drucke in praxisgerechter Qualitdt erhalten werden.
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Vergleichsbeispiel V1

Es wird nach den Angaben des Beispiels 1 verfahren, je-
doch die mechanische Aufrauhung und die alkalische
Zwischenbehandlung weggelassen. Die im Beispiel 1 er-
zielbare Topographie der Oberfldche ("Doppelstruktur")
wird nicht erreicht, sondern nur ein ungleichmdBig auf-
gerauhter, von Narben durchsetzter Trdger erhalten.
Bildwiedergabe, Wasserfihrung und Druckauflage sind er-
heblich schlechter als im Beispiel 1.

Vergleichsbeispiel V2

Es wird nach den Angaben des Beispiels 1 verfahren, aber
die Drahtbiirstung so durchgefiihrt, daB der Ra—Wert der
mechanisch aufgerauhten Oberfldche bei 0,39 pm und tpmi
(0,125)-Wert bei 37 % liegen. Nach der elektrochemischen
Aufrauhung ist dieses Trdgermaterial zwar gleichmidBiger
aufgerauht als im Vergleichsbeispiel V1, erreicht aber
nicht die beanspruchten Parameterbereiche, insbesondere
nicht in den R - und tpmi—Werten, und weist noch keine
"Doppelstruktur™ auf. Bildwiedergabe, Wasserfiihrung und
Druckauflage sind zwar ein wenig besser als in V1, aber
immer noch deutlich schlechter als im Beispiel 1.

Beigpiel 2

Ein Aluminiumband wird einseitig kontinuierlich durch
Drahtblirstung mechanisch aufgerauht, wobei eine Ober-
fldche entsteht, deren Ra—Wert = 0,65 pym und deren

tpmi(0,125)—Wert = 15 % betrigt. Das mechanisch aufge-
rauhte Band wird wie in Beispiel 1 angegeben zwischen-

behandelt. Die elektrochemische Aufrauhung wird in
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1

einer 1,5%igen waBrigen-HNOB—Lbsung mit einem Gehalt von
5 % an AL(NO3)4 bei 30 °C, einer Verweilzeit von 15 sec
und mit Wechselstrom einer Stromdichte von 100 A/dm2
durchgefiihrt. Der mechanisch und elektrochemisch aufge-
rauhte Trdger zeigt folgende Parameter: Dy = 3,7 um, Da2
= 0,6 um, Grundstruktur = 80 %, Uberlagerte Struktur =

20 %, F = 720 mm?, Ry 0,95 wm, topy (0,125) = 17 %, ton;
(0,4) = 60 %. Nach einer erneuten abtragenden Behandlung
der Oberfliche wihrend 2 sec in 2%iger wiBriger NaOH-

Lésung bei 35 °C, wobei etwa 0,6 g/m2 von der Oberfldche

. abgetragen werden, wird in einer 25%igen wdfrigen H,50,-

Ldsung bei 50 °C mit Gleichstrom anodisch oxidiert bis
das Oxidschichtgewicht etwa 2 g/m2 betridgt. Die aufzu-
bringende strahlungsempfindliche Schicht gemdB Beispiel
1 enthdlt zusdtzlich 5,5 Gew.-Teile eines Umsetzungs-
produkts aus einem Polyvinyibutyral (enthaltend Vinyl-
butyral-, Vinylacetat- und Vinylalkohol-Einheiten) und
Propenylsulfonylisocyanat. Die Entwicklung erfolgt in
einer schwach-alkalischen wdBrigen Ldsung eines Gehalts
von 1 % an Natriummetasilikat, 3 % an einem nichtionoge-
nen Tensid und 5 % an Benzylalkohol. Bildwiedergabe und
Wasserfiilhrung entsprechen der des Beispiels 1, die
Druckauflage liegt etwa 50.000 Drucke hdher.

Beispiel 3

Es wird nach den Angaben des Beispiels 2 verfahren, aber
die Oberfliche des Trigermaterials wird nach der anodi-
schen Oxidation zusdtzlich in einer 17%igen wiBrigen
Natriumsilikatldsung bei 70 °C wdhrend 15 sec mit 36 V
anodisch behandelt und danach noch mit einer 1,5%igen

o gt ot
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waRrigen H3PO4—Lésung abgespiilt. Die strahlungsempfind-
liche Beschichtung erfolgt mit einem positiv-arbeitenden
Gemisch aus

8,50 Gew.-Teilen des Veresterungsprodukts aus 1 Mol
o ) 2,3,4-Trihydroxybenzopherion #nd 3 Mol-
- Naphthochinon-(1,2)-diazid-(2)-5-
sulfonsidurechlorid, '
6,60 Gew.—-Teilen des Veresterungsprodukts aus 1 Mol
2,2'-Dihydroxynaphthyl-(1,1')-methan
und 2 Mol des vorher beschriebenen .
Sdurechlorids,
2,10 Gew.-Teilen Naphthochinon-(1,2)-diazid-(2)-4-
sulfonsidurechlorid,
35,00 Gew.-Teilen Kresol-Formaldehyd-Novolak,
0,75 Gew.-Teilen Kristallviolett,
260,00 Vol.-Teilen Ethylenglykolmonomethylether,
470,00 Vol.-Teilen Tetrahydrofuran und
80,00 Vol.~Teilen Butylacetat,

das nach dem Trocknen ein Schichtgewicht von 2,5 g/m2
ergibt. Die Entwicklung nach der Belichtung wird mit
einer widBrigen L3sung eines Gehalts an 5,3 % Natrium-
metasilikat * 9 H50, 3,4 % Na3PO, *12 H20 und 0,3 %
NaH,POy durchgefiihrt. Die Bildwiedergabe beim Drucken
ist ausgezeichnet, die Wasserfiihrung gut, es kdnnen etwa
400.000 Drucke (nach Durchfiihrung eines Einbrennvorgangs)
in praxisgerechter Qualitdt erhalten werden.
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Vergleichsbeispiel V3

Es wird nach den Angaben des Beispiels 3 verfahren, je-
doch die mechanische Aufrauhung und die alkalische
Zwischenbehandlung weggelassen. Die im Beispiel 3 er-
zielbare Topographie der Oberfldche ("Doppelstruktur”)
wird nicht erreicht, sondern nur ein eher ungleichmiBig
aufgerauhter, von einigen Narben durchsetzter Triger

erhalten. Bildwiedergabe, Wasserfiihrung und Druckauflage
sind erheblich schlechter als im Beispiel 3.

Vergleichsbeispiel V4

Es wird nach den Angaben des Beispiéls 3 verfahren, aber
die Drahtbiirstung so durchgefihrt, daB der'Ra—Wert der
mechanisch aufgerauhten Oberflidche bei 0,40 pym und der
tpmi (0,125)-Wert bei 35 % liegen. Nach der elektroche-
mischen Aufrauhung ist dieses Trédgermaterial zwar gleich-
mi&Biger aufgerauht als im Vergleichsbeispiel V3, erreicht
aber nicht die beanspruchten Parameterbereiche, insbeson-
dere nicht in den Ry~ und tpmi-Werten, und weist noch
keine "Doppelstruktur" auf. Bildwiedergabe, Wasserfiithrung
und Druckauflage sind zwar besser als in V3, aber immer
noch deutlich schlechter als im Beispiel 3.

Vergleichsbeispiel V5

Es wird nach den Angaben des Beispiels 3 (in Verbindung
mit Beispiel 2) verfahren, aber die Drahtbiirstung durch
eine Biirstung mit oszillierenden Nylonbiirsten unter An-
wendung einer wdBrigen Schleifmitteldispersion ersetzt,
wobei vor Durchfithrung der elektrochemischen Aufrauhung
einé Oberfliche entsteht, deren Ra—Wert = 0,60 ym und de-
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ren tpmi(o,lzs)—Wert = 20 % betrdgt. Nach der elektroche-
mischen Aufrauhung ist das Trdgermaterial zwar relativ
gleichm&Big aufgerauht, die Oberfl&dche weist aber keine
"Doppelstruktur” auf, 4. h. die Parameter, die durch die-
se spezielle Struktur hervorgerufen werden, sind nicht
vorhanden bzw. liegen nicht in den erfindungsgemdB bean-
spruchten Bereichen. Nach der Herstellung der Druckform
wird festgestellt, daB Wasserfithrung und Druckauflage
zwar besser als in V4 sind, aber noch nicht Beispiel 3

erreichen, wobei insbesondere die praktisch nicht verbes-

- serte Unterstrahlungsneigung geblieben ist.

Beispiele 4 und 5

Es wird nach den Angaben des Beispiels 3 verfahren, aber
entweder auf die strahlungsempfindliche Schicht eine
matte Beschichtung gem&B8 der DE-0S 25 12 043 aufgebracht
oder in die strahlungsempfindliche Schicht gemiB der DE-
0OS 29 26 236 ein Zusatz von Teilchen eingemischt. Diese
Modifizierungen der Schicht sollen zu einer Verringerung
der Unterstrahlungsneigung fiihren (siehe dazu Beschrei-
bungseinleitung). Die Bildwiedergabe von damit herge-
stellten Druckformen ist gegeniiber solchen, die nach Bei-
spiel 3 ohne Modifizierung der Schicht hergestellt wer-
den, praktisch unver#dndert, d. h. bei Gebrauch eines die
erfindungsgemiife "Doppelstruktur" aufweisenden Materials
als Tradger fiir Offsetdruckplatten kann auf diese Art der
speziellen Modifizierung der strahlungsempfindlichen
Schicht verzichtet werden.
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Beispiel 6

Ein Aluminiumband wird einseitig kontinuierlich durch
Drahtblirstung mechanisch aufgerauht, wobei eine Ober-
fldche entsteht, deren Ra—Wert = 1,0 pm und deren tpmi"
(0,125)-Wert = 10 % betrdgt. Das mechanisch aufgerauhte
Band wird wiahrend 10 sec in einer 3%igen wdBRrigen NaOH-
Ldsung bei 50 °C so zwischenbehandelt, daB etwa 2,5

g/m?
trochemische Aufrauhung wird ebenfalls kontinuierlich
in einer l1%igen wdBrigen HCl-Ldsung mit einem Gehalt
von 2 % an AlCl; ° 6 H,0 bei 40 °C, einer Verweilzeit
von 20 sec und mit Wechselstrom einer Stromdichte von

von der Oberfldche abgetragen werden. Die elek-

70 A/dm2 durchgefiihrt. Der mechanisch und elektroche-
misch aufgerauhte Trdger zeigt folgende Parameter: Dy, =
3,0 mm, Dy, = 0,8 um, Grundstruktur = 87 %, lberlagerte
Struktur = 13 %, F = 300 wm?, Ry, = 1,7 um, tgp; (0,125)
= 8 %, tpmi (0,4) = 40 %. Anodische Oxidation und strah-
lungsempfindliche Beschichtung erfolgen nach den Angaben
des Beispiels 1. Bildwiedergabe und Wasserfithrung sind
eher noch besser als im Beispiel 1, die Druckauflage
liegt bei etwa 100.000 Drucken. '
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Patentanspriiche

1 7Platten-, folien- oder bandfdrmiges Material aus

Aluminium oder seinen lLegierungen mit einer ein- oder

beidseitig zuerst mechanisch und anschlieBend elek-

trochemisch aufgerauhten Oberfl&dche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB

a)

b)

c)

d)

60 bis 90 % der Oberfldche eine Grundstruktur auf-
weisen, in der das arithmetische Mittel der Ver-
teilung der Lochdurchmesser D_; im Bereich von 1

bis 5 ym liegt,

10 bis 40 % der Oberflédche eine iberlagerte Struk-
tur aus Erhebungen einer mittleren Grundfl&che F
von 100 bis 1500 um2 aufweisen, in der das arith-
metische Mittel der Verteilung der ILochdurchmesser

D,5 im Bereich von 0,1 bis 1,0 uym liegt,

die Mittenrauhwerte Ry der gesamten Oberfldche min-

destens 0,6 um betragen, und

der Traganteil tpmi der gesamten Oberfldche bei
einer Schnittiefe von 0,125 uym maximal bei 20 %
und bei einer Schnittiefe von 0,4 ym maximal bei
70 % liegt.

2 Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB

die Parameter a) D5y im Bereich von 2 bis 4 um, b)
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D9 im Bereich von 0,3 bis 0,8 ym bei einer mittleren
Grundfliche F von 200 bis 1200 um2, c) Ry im Bereich
von 0,8 bis 1,2 uym und 4d) tpmi {0,125) maximal bei

15 ¢ und tpmi (0,4) maximal bei 60 % liegen.

Material nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, daB seine Oberfldche zusdtzlich eine durch ano-
dische Oxidation erzeugte Aluminiumoxidschicht auf-
weist.

Material nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB
die Aluminiumoxidschicht hydrophilierend nachbehan-
delt wurde.

Verfahren zur Herstellung eines Materials nach einem
der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB
das platten-, folien- oder bandftrmige Aluminium, ge-
gebenenfalls nach einer Vorreinigung, ein oder beid-
seitig durch Drahtblirstung mechanisch aufgerauht, und
danach, gegebenenfalls nach einer abtragenden Zzwi-
schenbehandlung in einer alkalischen oder sauren wiaB-
rigen I8sung, elektrochemisch in einem Salzsdure und/
oder Salpetersdure enthaltenden Elektrolyten unter

Anwendung von Wechselstrom aufgerauht wird.

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daB bei der abtragenden Zwischenbehandlung des mecha-
nisch aufgerauhten Materials maximal 5 g/m2 abgetra-
gen werden. |
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Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn-

- zeichnet, daB nach der elektrochemischen Aufrauhung

zusdtzlich eine abtragende Behandlung in einer alka-.
lischen oder sauren wiafrigen Losung durchgefiihrt
wird.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daB bei der abtragenden Nachbehandlung des elektro-
chemisch aufgerauhten Materials maximal 2 g/m2 ab~
getragen werden,.

Verwendung des Materials nach einem der Anspriiche 1
bis 4 als Trigermaterial bei der Herstellung von ein-
oder beidseitig eine strahlungsempfindliche Schicht
tragenden Offsetdruckplatten.

verwendung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dap die Offsetdruckplatte eine positiv-arbeitende
strahlungsempfindliche Schicht trigt.

H
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